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(57) Abstract : The invention relates to a method for marking an article

= FIG.3 with an identification pattern which may comprise information relating to
— SP1 SP2 5P the article and/or to the use thereof, including the following steps: defining
—— ; S an alphabet (AT1, AT2) consisting of a plurality of symbols; defining, for
= each symbol, at least two valid states and at least one invalid state;
— T %% fi developing (S1) a reference pattern (P1, P2) including a set of symbols
—— AT ] % ) from the above alphabet; developing (S2) at least one representation (P1',
— Pi-~- @ @fW@ P2") of said reference pattern by allocating a specific valid state to each
—— ﬁ @@ g symbol of said reference pattern; and applying (S3) a marking,
= ‘ @)% f reproducing said representation of the reference pattern, onto the article.
% EE2 By s2~4 g2 et py (57) Abrégé : Procédé de marquage d'un article avec un motif
i — )7 { — i d'identification pouvant comporter une information relative a 1' article
=_— O.—bf .:).:)D “UC. .—)C::) et/ou son utilisation, qui comprend les étapes suivantes : - on définit un
— CD% % .:% % . alphabet (AT 1,AT2) constitué de plusieurs symboles, - on définit, pour
— Yatar ) (:.Q D% C.Q chaque symbole, au moins deux états valides et au moins un état invalide,
— %%C. Q Q% ijfﬁ - on élabore (S 1 ) un motif de référence ou « pattern » (P 1, P2)
= N f fQ f@@ Q comportant un ensemble de symboles de I' alphabet précité, - on élabore
— @ f%@ | % f %g (S2) au moins une représentation (P 1 ',P2 ') dudit motif de référence ou

Y @ « L= L) — pattern en affectant & chaque symbole dudit motit de référence ou pattern

< E1E2 P 53 B2 E1 PV un état valide spécifique, on applique (S3) sur l'article un marquage

W sup () \' | LAt reproduisant ladite représentation du motif de rétérence ou pattern.
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